	華府素友會（2011年）科技獎學金

	

	﹝宗 旨﹞
	鼓勵並表揚對科技的探索, 創新, 和啟發, 有傑出表現的華裔青年。

	﹝申請資格﹞
	居住在大華府地區，就讀九至十二年級的華裔子女均可申請。

	﹝評審標準﹞
	(一) 書面报告 (Written Report) (英文)  (佔總分 50%) 

	
	1. 摘要 (限一页) 

	
	2. 研究报告 (限十页)

	
	(二) 壁報展示 (Poster Presentation) (英文)  (佔總分 50%)
      1. 初選入圍申請人(十名)必須在現場回答提問
         (2011年5月7日 下午十二時 至 下午三時)
      2. 壁報尺寸:  3’x 4’ 為限

	﹝獎 金﹞
	第一名(一名)：獎金 $2,000.00

	
	第二名(兩名)：獎金 $1,500.00
第三名(三名)：獎金 $1,000.00
     榮譽獎(四名) : 獎金 $  250.00

	﹝申請人注意事項﹞

	
	   1. 申請表截止日期: 2011年3月22 日
      a. 請向Dr. Carl Wu, wul999@verizon.net索取申請表

      b. 申請人和申請人的父母 (或合法監護人) 必須在申請表上簽字
      c. 申請表必須提供: email address, 住址, 及電話號碼, 以便通知
      d. 申請人必須提供: 九年級至今之經歷及學術成就簡述 (限一页)

	
	2. 書面報告截止日期: 2011年4月22 日
3. 以郵戳為憑, 申請表及書面報告資料請寄：
        Rho Psi Science & Technology Scholarship   

        c/o Dr. Carl Wu
        9605 Newbridge Dr., Potomac, MD 20854
        (301)299-6075  

	
	     4. 初選入圍申請人(十名), 將在2011年5月4日前收到通知 

	
	     5. 壁報展示: 2011年5月7日 下午十二時 至 下午三時

    6. 公佈複選得獎人名單: 2011年5月7日下午三時
    7. 頒獎儀式: 2011年5月7日下午三時

    8. 壁報展示及頒獎地點:

          Crown Plaza

         3 Research Court, Rockville, MD 20850

         (301)840-0200


